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URZADZENIE DO NANOSZENIA POWLOK GALWANICZNYCH METODA TAMPONOWA

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do nanoszenia powlok galwanicznych metoda
tamponowa, zwlaszcza na elementach ptaskich,

Dotychczas w technikach elektrochemicznych nanoszenia powlok galwanicznych metods
tamponowg stosuje sie urzadzenis, ktére zawieraja nieruchomy tampon z porowatej substancji
nasycony kapielg galwaniczng, umieszczony pomiedzy nieruchomg anoda i nieruchomym lub przeéu-
wajacym sie przedmiotem stanowigcym katodg. Ponadto znane sag urzgdzenia do selektywnego nano-
szenia powlok na przedmiotach, zawierajgace zamiast tamponu izolujaca dociskowa tadme maskuja-
cg czedé katody.

Istotg urzadzenia do nanoszenia powlok galwanicznych metodg tamponowa jest to, 2ze
pokrywane przedmioty zamocowane sg do przewodzacej tadmy bez kohca polaczonej z ujemnym bie-
gunem 2rddta zasilania, do ktérych dotykaja obwodem okrggie tampon/tampony zamocowane w
talerzowych obudowach utozyskowanych obrotowo w osi prostopadiej do przesuwajacej sig tasmy,
pod obudowg umieszczony jest otwarty zbiornik na elektrolit, polgczony przewodem poprzez
pompe z przestrzenig pomigdzy obudowami otaczajacymi tampon.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, Zze pozwala otrzymywaé dobrze przyczepne powloki
o bardzo dokladnych wymiarach z duzymi wydajno$ciami,

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykladzie wykonania na schematycznym
rysunku , na ktérym fig.1 przedstawia widok urzadzenia z géry, a fig.2 przedstawia
przekréj osiowy przez tampon dotykajacy do przesuwajacego sig¢ z tadmg elementu.

Urzadzenie do selektywnego nanoszenia powlok galwanicznych sklada sig z przesuwajacej
sig tasmy 1 bez kofica z zamocowanymi na niej elementami 2 obrabianymi, do ktérych dotykaja
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obwodem okragte tampony 4 zamocowane w talerzowych obudowach 3, utozyskowanych obrotowo

W osi prostopadiej do przesuwajacej sig tadmy 1. Pod obudowg umieszczony jest zbiornik @
otwarty na elektrolit 5§ polzczony przewodem 10 poprzez pompe 7 z przestrzenig pomigdzy
obudowami 3 otaczajgcymi tampon 4, przy czym 2rdédio napigcias 8 przylgczone jest do elektro-
dy 6 dotykajacej do tamponu 4 i elementéw obrabianych 2.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do selektywnego nanoszenia powlok galwanicznych metoda tamponowa,
skladajace sig z anody, obrotowego tamponu oraz pokrywanych przedmiotdéw stanowigcych
katody, znamienne t y m, 2e pokrywane przedmioty /2/ przymocowane sg do przewo-
dzacej tasmy /1/ bez korca polgczonej z ujemnym biegunem 2rédita zasilania /8/, do ktérych
dotykaja obwodem okrggte tampony /4/ zamocowane w talerzowych obudowach /3/ ulozyskowanych
obrotowo w osi prostopadiej do przesuwajacej sig tasmy /1/, natomiast pod obudowa umiesz-
czony jest zbiornik /9/ otwarty na elektrolit /5/ polaczony przewodem /10/ poprzez pompe
/7/ z przestrzenia pomigdzy obudowami /3/ otaczajacymi tampon /4/.
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